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Data Source: China National Intellectual Property Administration       
Organized by LLR China
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Data Source: Supreme People’s Court of the People's Republic of China
Organized by LLR China
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Data Source: Supreme People’s Court of the People's Republic of China
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En avril 2020, le tribunal de la propriété intellectuelle de 
la Cour Suprême a publié son premier rapport annuel 
incluant des statistiques sur les affaires de 2019

‐ Ce tribunal PI a été créé le 1er janvier 2019

‐ Sa compétence :

‐ Il est l’unique Cour d’Appel pour les affaires jugées en 
première instance par les 3 cours spécialisées PI (Beijing, 
Shanghai, Guangzhou) et tous les tribunaux PI

‐ Compétence exclusive pour les affaires relatives à la 
technologie (brevets, secrets d’affaires, logiciels, variétés 
végétales)
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Graph Source: Supreme People’s Court of the People's Republic of China
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Data Source: Supreme People’s Court of the People's Republic of China
Organized by LLR China
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Graph Source: Supreme People’s Court of the People's Republic of China
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Graph Source: Supreme People’s Court of the People's Republic of China



2. Changements principaux des lois

‐ De nombreuses réformes législatives sont désormais 
en vigueur ou en attente d’adoption :

‐ Premier Code Civil

‐ Révision de la loi sur les brevets (en cours)

‐ Révision de la loi sur les marques

‐ Révision de la loi sur la concurrence déloyale

‐ Révision de la loi sur le droit d’auteur (en cours)

‐ Nouvelles directives des tribunaux et autorités 
administratives
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Premier Code Civil chinois 

‐ Adopté le 28 mai 2020, il entrera en vigueur le 1er  
janvier 2021

‐ Les lois sur la PI n’y sont pas compilées, mais les droits 
de PI y sont énumérés au même titre que les droits de 
propriété

‐ Les lois sur la PI sont des lois spéciales, mais les règles et 
principes généraux du Code Civil sont applicables à la PI

‐ Des dommages et intérêts punitifs y sont prévus en cas
d’atteinte intentionnelle aux droits de PI dans des 
circonstances graves (article 1185 Code Civil) 

17

2. Changements principaux des lois



Brevets

4e révision de la loi sur les brevets, où en sommes‐nous ?

‐ Un appel à commentaires sur le nouveau projet de 
modification de la loi a été publié en juillet 2020

‐ Objectif principal de cette révision : règler les 
problèmes d’application des brevets  à savoir “long 
process, difficulty in evidence production, low 
compensation, high cost, and poor effect”

‐ Les détails de la révision en cours seront couverts par 
la présentation de Mei TAO
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Modifications des directives d’examen des brevets

‐ Nouvelles directives entrées en vigueur le 1er 
novembre 2019

‐ Ces amendements visent à introduire de nouvelles 
bonnes pratiques et à apporter des clarifications sur 
certaines dispositions ambiguës

‐ Elles ont introduit un certain nombre de changements, y 
compris concernant l'évaluation de l'activité inventive, 
les exigences d'enregistrement des GUI et les règles 
applicables à l'examen différé et accéléré

‐ Les détails de ces modifications seront couverts par la 
présentation de Mei Tao
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Marques

1) Révision de la loi sur les marques

‐ Entrée en vigueur le 1er novembre 2019

‐ Introduction du “dépôt de mauvaise foi avec absence 
d’intention d’exploitation” comme motif de refus, 
d’opposition et d’invalidation

‐ Dispositions sur la responsabilité des agents de marques

‐ Augmentation du montant maximum de dommages et 
intérêts statutaires

‐ Augmentation des dommages‐intérêts punitifs 
applicables en cas de contrefaçon de mauvaise foi avec 
i t t
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De nouvelles règles pour permettre de mieux identifier les 
dépôts de marques de mauvaise foi

‐ Haute Cour de Pékin en avril 2019 : publication des 
Directives pour le traitement des affaires 
administratives relatives à l’octroi et la vérification des 
droits de marque qui précisent l'interprétation et 
l'application des règles.

‐ Office chinois des marques : publication des Règles 
pour la régularisation des demandes d'enregistrement 
de marques, entrées en vigueur le 1er décembre 2019. 
Elles précisent comment déterminer la demande de 
marque sans intention d‘exploitation.
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Secrets d’affaires

Révision de la loi sur la concurrence déloyale

‐ Publiée en avril 2019 et entrée en vigueur le 1er novembre
2019

‐ Allègement de la charge de la preuve pour le demandeur
en ce qui concerne la qualification de secrets d’affaires et 
de la violation de secret d’affaires

‐ Responsabililité plus lourde en cas de violation 

‐ Projet d’interprétation de la Cour Suprême

‐ Les détails de la révision seront couverts par la 
présentation de Shujie FENG

22

2. Changements principaux des lois



Questions ?
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